@ LG Chem

SEETEC H7900

PP Homopolimer | Pellet Tipi Melt Blown Sinifi

Ultra ince elyaf tretimi, yuksek mukavemet
ve dar molekul agirligr dagilimi ile yeni nesil
piskiirtme (melt blown) ¢cozimd.
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En Uygun Uygulamalar (Melt-Blown Non-Wovens)

@ Maskeler ve Hava Q Islak Mendiller ve
X~/ Filtreleme Medyasi & Temizlik Bezleri

Tibbi Uriinler Cocuk Bezleri ve
(Medicals) Hijyenik Pedler
Yag Emici Matlar
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Bu Uriinii Ne Zaman Secmelisiniz?

Ultra ince Elyaf (Ultra-Fine Denier) Gerektiginde

Geleneksel pul (flake) recinelere kiyasla daha yuksek
mukavemetli ve cok ince iplikcik tretimi hedeflendiginde.

Uretim Siirekliligi Istendiginde
Iplik stirekliligini artirmak ve istenmeyen havianmay
(lint) radikal sekilde azaltmak istendiginde.

MFR Kontrolii ve Gida Uyumlulugu Beklendiginde

Peroksit ilavesiyle MFR degerinin 400-1500 arasina
cikariimasi gerektiginde ve FDA gida temasi onay!
(21 CFR 177.1520) zorunlu oldugunda.
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Alternatiflere Ne Zaman Yonelmelisiniz?

x Geleneksel Pul (Flake) Formu Arandiginda

SEETEC H7900 spesifik olarak “pellet” formunda gelistirilmis
5. nesil 6zel bir Urtindur.

x Diisiik Akiskanlk (Low MFR) Istendiginde

Baslangi¢ MFR degeri 230 g/10dk gibi ¢cok yuksek bir seviyede
oldugundan, yogun profilli kalin ekstriizyon proseslerine uygun degildir.

Yuksek Darbe Mukavemeti Gerektiren
Yapisal Parcalarda

Izod darbe degeri (29 J/m) ince elyaf ¢ekimi icin optimize edilmigtir;
agir darbe alacak yapisal parcalar icin yetersiz kalir.
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Proses & Teknik Uyarilar

MFR Modifikasyon Islemi ‘E[{Ef}
Polimer, melt-blown (M/B) prosesi sirasinda konsantre peroksit
masterbatch eklenerek MFR seviyesini (400 - 1500 arasi) kontrol etmek
uzere ozel olarak tasarlanmistir.

Uretim Teknolojisi 5
Spheripol prosesi ve 5. nesil katalizor ile Uretilir; bu da cok dar bir
molekul agirligi dagilimi saglar.

Performans Sorumlulugu

Degerler, standart sikistirma kalipli numunelerden alinmis referans
degerlerdir. Son kullanim kosullarindaki performans testleri ve Urln
guvenligi nihai musterinin sorumlulugundadir.
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1 Gelismis maskeler, medikal filtrasyon ve
ultra ince elyaf uretimi i¢in; 5. nesil
katalizor teknolojisiyle uretilmis, kontrol
edilebilir akiskanlik (MFR) sunan, FDA
onayl ustun performansl Melt Blown PP

P Homopolimer. y b,

Teknik destek, siparis veya detayli bilgi icin LG Chem PO Division

Tl QO T 7 DENONila ilaticty .
(Tel: 82-2-3773-3538) ile iletisime gecin. . ity



